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Inventia se refera la compozite fotosensibile utilizate pentru fabricarea senzorilor optici, purtatorilor de imagini
optice sau informatiei holografice.

Compozitul fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf si polimer organic se obtine prin amestecarea solutiilor
de AsySe3 sau AsyS3 In monoetanolamina cu solutia hidro-alcoolicd de alcool polivinilic si eliminarea solventilor.

Compozitia finald a compozitului este urmatoarea, % de masa:
semiconductor calcogenic  17,0...83,0

liant organic restul.

Rezultatul constd in obtinerea compozitelor cu fotosensiblitate inaltd.
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